
第四章  招标内容及需求 

一、概述 

1、本次采购内容为磁控溅射系统采购，投标人应根据招标文件所提出的采购内容和技术、

服务要求，综合考虑，选择具有最佳性价比的产品前来投标。希望投标人以精良的产品、优良

的服务和优惠的价格，充分显示竞争实力。 

▲2、如所投产品非投标人自有产品，投标人须在投标文件中提供制造商授权书或承诺在

收到中标通知书后 7 工作日内提供制造商授权书的承诺函（承诺函格式详见第六章附件）。 

▲3、所有设备和部件必须是全新的，未曾使用过的。 

4、投标人提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候

正常运行。 

5、投标人应保证所供设备的先进性、可靠性和适用性；投标人提供的设备各组成部分必须

是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须是制造商最好的设计，同时应是全新的、高质量

和工艺精良的产品，所用的原材料必须无任何缺陷。 

6、投标人应保证设备的完整性和成套性，能保证设备的正常运行和使用；投标人提供的设

备既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、可靠，并具有操作简单管理方便的特点。 

7、投标人应对招标人采购的货物（设备）所涉及的技术、产能等信息承担保密义务； 

8、设备须有可靠的安全性，符合中华人民共和国安全标准、环境保护标准、工业卫生标

准、强制标准或招标人可以接受的国际 ISO 标准和 CE 安全标准； 

9、投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款标明的，还应包括任何未明确标出，

但全套设备、系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用，包含设备

费、安装费、系统及调试费、检验费、安全文明施工费和质保期内的相关费用等，其中全部设

备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入

设备材料清单的设备及材料，均认为已在其设备材料清单中包括。（以上费用需在投标价格表中

详细列明） 

 

二、技术要求 

1、设备名称：磁控溅射系统 

2、数量：1 套 

3、设备用途说明： 

  主要用于微纳加工工艺中 6 英寸及以下基片上的各种金属与非金属薄膜材料的沉积，包

括：铝、金、钛、铜和二氧化硅等。 



 基本要求：工艺均匀性好，薄膜性能优越，设备整体做实耐用，操作简单易维护，性能稳

定，不污染环境及危害人身健康。 

4、配置清单及零配件（包括专用工具）： 

序号 名称 单位 数量 

1 不锈钢沉积真空室 套 1 

2 真空室采用干泵+涡轮分子泵 套 1 

3 真空锁室（Load Lock）并配有独立干泵 套 1 

4 
工艺腔室装有一套可拆卸的不锈钢挡板，并备用一套挡

板 
套 2 

5 直径 100mm 的倾斜水冷磁控溅射靶 个 4 

6 满足技术指标的直流电源 套 1 

7 满足技术指标的直流脉冲电源 套 1 

8 满足技术指标的射频电源 套 1 

9 压力测量真空计组 套 1 

10 配有独立的质量流量控制器的 1 条工艺气路 条 3 

11 具有自转（转速可调）和加热功能的样品台 套 1 

12 控制系统与软件（含主控电脑） 套 1 

13 备品备件 套 1 

14 

技术资料：设备操作手册、设备维护（服务）手册、软

件使用说明书、各主要部件操作手册、系统构成图、电

源系统图、设备布置与安装图、设备接口和信号接口图

表等技术资料。（包含一套洁净室使用文件） 

套 2 

 

5、技术要求及工艺参数： 

★1.工艺腔极限真空≤2×10-7 Torr；抽速：从大气压抽至≤5×10-6 Torr 在 30 分钟内； 

▲2.初级泵采用干泵，主泵采用分子泵； 

▲3.设备带有真空锁室，自带独立干泵，极限真空≤8×10-2 Torr； 

▲4.溅射形式：采用共聚焦形式； 

★5.靶枪数量：4 个； 

★6.腔靶尺寸：4 英寸的溅射靶； 

▲7.靶和基片距离可调，靶的角度可调； 

★8.一个不小于 1 kW 的直流电源； 

★9.一个 600 W 的射频电源； 



★10.一个不小于 1 kW 的脉冲直流电源； 

▲11.电源能够自动切换功能，实现共溅射（DC/DC Pulse，RF/DC 和 RF/DC pulse）功能； 

★12.具备射频离子清洗功能； 

13.样品台自转，转速可调，可到 20 转/分钟； 

★14.带加热工位，最高加热温度满足 400℃~500℃，温度控制可调； 

▲15.可加工一片 6 英寸晶圆，及向下兼容小尺寸晶圆和碎片； 

★16.可控制腔体压力，且开腔时候不用关闭分子泵；  

17.基于 Windows 操作系统的自动程序控制系统； 

★18.工艺要求：在 6 英寸基片上，沉积厚度等于 3000 Å 的 Al 和 Ti（或者 Au）膜，均匀

性优于±3%，批次间均匀性优于±4%；能实现共溅射和反应溅射。 

 

三、商务要求 

1、供货期：自合同签订生效之日起 210 天内，供货、安装、调试完毕，并做好验收准备工

作。 

2、质保期：提供不少于 1 年的免费质保期（自货交招标人后验收合格之日起起算），软件

需提供免费升级服务。质保期后实行有偿服务，仅收取材料成本费（按一定折扣的优惠价格，

注明折扣率）。 

▲3、付款方式：国产设备或国内供货设备的付款方式详见“合同主要条款”中的“货款的支

付”，进口设备的付款方式详见“技术协议”中的“货款的支付”。 投标文件中需选择一种付款方

式。 

4、安装调试： 

（1）安装地点：招标人指定地点。 

（2）安装完成时间：接到用户通知后在 15 日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于

投标人的原因不能完成安装和调试，投标人应承担由此给招标人造成的损失。 

（3）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证

同时安装到位。 

（4）投标人负责所有采购设备的安装、调试、集成，投标人报价须涵盖本项目建设所需设

备、配件及相关辅材、线缆等的采购、运输、安装、调试及试运行等所有相关费用，若有遗

漏，由中标方在项目实施中无偿提供。 

（5）投标人在投标文件中应提供安装调试人员、计划、对安装场地和环境的要求。 

5、验收： 

（1）投标人应提供合同货物的有效检验文件，经招标人认可后，与货物的性能指标一起作



为合同货物验收标准。招标人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发

现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，投标人必须更换合同货物，并负担由此给

招标人造成的损失，直到验收合格为止。 

（2）投标人提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供招标人认可的相应检测

手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经招标人确认后作为

验收的依据。 

（3）验收费用由产品投标人承担。 

6、服务要求： 

（1）技术服务：部署本项目相关所有硬件设备，及基础操作系统。并结合业务系统，提供

相关技术服务和保障工作。 

（2）技术保障：要求提供设备 1 年售后服务（自货交招标人后验收合格之日起起算），投

标人须提供 5*8 小时技术支持，4 小时以内响应，并根据采购人要求及时赶到现场（最长不超

过 48 小时），如不能及时解决的，应提供备用方案，确保采购人的正常使用。 

（3）投标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资

料。 

（4）调整服务：服务期内根据用户实际需求安排厂商认证工程师提供相关基础性服务。 

（5）需针对我单位提供紧急事件响应服务，请在投标文件中提供。 

7、培训：（请在投标文件中提供详细培训计划） 

（1）投标人应对招标人的操作人员、维修人员免费进行培训。 

（2）投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 

8、备品备件及耗材：投标人应提供质保期满后 5 年内主要零部件报价单、质保期满后 5 年

内维护费、软件升级及其关服务内容。 

9、其他条款及要求详见本招标文件“第五章”。 

 

注：投标人须提供标明所投产品技术参数（指标）的技术支持资料（公开发布的）或证明文件

（检测报告、鉴定文件等），否则评标委员会无法核实技术参数（指标）的真实性，将不予认

可，其后果将由投标人自行承担。 


